
MTR964 - Técnicas de Preparação e Caracterização de Filmes Finos e
superfícies

Carga horária: 6 h/semana (teórica: 2h; experimental: 4h)

Créditos: 6

Ementa:

Processos de Síntese, Crescimento, Deposição e Corrosão de Filmes Finos.
Processos de Altas Temperaturas, Difusão e Fotolitografia. Caracterização e
Formação de Superfícies Interfaces e Contatos em Materiais e Filmes Finos.
Técnicas de Caracterização Ótica, Elétrica e Física de Superfícies e Interfaces.
Estruturas de multicamadas de filmes finos para aplicação a nanodispositivos.
Caracterização por feixes de íons e/ou partículas de alta e baixa energia.
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